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内容概要

《中国知识产权指数报告（2011）》以全球知识产权发展态势为背景，通过文献梳理、实地调研、案
例剖析等多种研究方法对我国31个省（区、市）的知识产权具体发展状况和差异进行定性与定量分析
，建立起一套科学、系统规范的四级指标体系。
在此基础上，总结和归纳我国知识产权发展中存在的主要问题，并提出相应的政策建议。

《中国知识产权指数报告（2011）》读者对象：知识产权理论和政策研究人员、实务工作者及普通大
众。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

书籍目录

第一章  区域知识产权综合实力排名与分析
第二章  区域知识产权综合实力一级指标排名与分析
  一、知识产权综合实力一级指标框架
  二、知识产权综合实力一级指标排名与分析
第三章  知识产权产出水平各项指标排名与分析
  一、知识产权产出水平二级指标框架及排名与分析
    1.指标框架
    2.排名与分析
  二、知识产权产出人均三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权产出入均三级指标框架及指数排名
    2.专利总量四级指标框架及排名与分析
    3.商标总量四级指标框架及排名与分析
    4.版权总量四级指标框架及排名与分析
    5.集成电路布图设计总量四级指标框架及排名与分析
    6.农业植物新品种总量四级指标框架及排名与分新
  三、知识产权产出质量三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权产出质量三级指标框架及指数排名
    2.专利有效性四级指标框架及排名与分析
    3.商标有效性四级指标框架及排名与分析
    4.专利金奖四级指标框架及排名与分析
    5.驰名商标四级指标框架及排名与分析
    6.“中华老字号”四级指标框架及排名与分析
    7.集成电路布图设计登记发证四级指标框架及排名与分析
  四、知识产权产出效率三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权产出效率三级指标框架及指数排名
    2.人才产出效率四级指标框架及排名与分析
    3.资本产出效率四级指标框架及排名与分析
    五、知识产权企业产出三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权企业产出三级指标框架及指数排名
    2.企业产出规模四级指标框架及排名与分析
    3.企业产出质量四级指标框架及排名与分析
    4.企业产出效率四级指标框架及排名与分析
第四章  知识产权流动水平各项指标排名与分析
  一、知识产权流动水平二级指标框架及排名与分析
    1.指标框架
    2.排名与分析
  二、技术市场交易三级指标框架及排名与分析
    1.技术市场交易三级指标框架及指数排名与分析
    2.技术市场规模四级指标框架及排名与分析
    3.技术市场开放度四级指标框架及排名与分析
    4.技术外溢度四级指标框架及排名与分析
    5.技术国际竞争力四级指标框架及排名与分析
  三、知识产权专业服务机构三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权专业服务机构三级指标框架及指数排名
    2.商标服务机构（含律师事务所）四级指标框架及排名与分析

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

    3.专利服务机构四级指标框架及排名与分析
  四、企业技改、引进三级指标框架及排名与分析
    1.企业技改、引进三级指标框架及指数排名
    2.技术改造指数四级指标框架及排名与分析
    3.国内引进四级指标框架及排名与分析
    4.国外引进四级指标框架及排名与分析
第五章  知识产权综合绩效各项指标排名与分析
  一、知识产权综合绩效二级指标框架及排名与分析
    1.指标框架
    2.排名与分析
  二、宏观经济绩效三级指标框架及排名与分析
    1.宏观经济绩效三级指标框架及指数排名
    2.经济发展水平四级指标框架及排名与分析
    3.经济增长方式转变四级指标框架及排名与分析
    4.经济结构优化四级指标框架及排名与分析
  三、社会进步绩效三级指标框架及排名与分析
    1.社会进步绩效三级指标框架及指数排名
    2.环境改善四级指标框架及排名与分析
    3.社会发展四级指标框架及排名与分析
    4.社会生活信息化四级指标框架及排名与分析
  四、企业发展绩效三级指标框架及排名与分析
    1.企业发展绩效三级指标框架及指数排名
    2.产品升级指数四级指标框架及排名与分析
    3.设备更新指数四级指标框架及排名与分析
第六章  知识产权创造潜力各项指标排名与分析
  一、知识产权创造潜力二级指标框架及排名与分析
    1.指标框架
    2.排名与分析
  二、知识产权创造投入三级指标框架及排名与分析
    1.创造投入三级指标框架及指数排名
    2.人才投入四级指标框架及排名与分析
    3.资本投入四级指标框架及排名与分析
  三、知识产权创造成果三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权创造成果三级指标框架及指数排名
    2.论文四级指标框架及排名与分析
    3.国家产业化项目四级指标框架及排名与分析
    4.科技成果四级指标框架及排名与分析
    5.高新技术产业科技项目四级指标框架及排名与分析
  四、知识产权创造环境三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权创造环境三级指标框架及指数排名
    2.财政支持四级指标框架及排名与分析
    3.金融环境四级指标框架及排名与分析
    4.开放四级指标框架及排名与分析
    5.教育环境四级指标框架及排名与分析
    6.高新技术开发区四级指标框架及排名与分析
  五、知识产权试点示范三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权试点示范三级指标框架及指数排名

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

    2.知识产权试点示范城市四级指标框架及排名与分析
    3.知识产权试点示范园区四级指标框架及排名与分析
    4.知识产权试点单位四级指标框架及排名与分析
  六、企业创造潜力三级指标框架及排名与分析
    1.企业创造潜力三级指标框架及指数排名
    2.企业科研基础四级指标框架及排名与分析
    3.企业人才投入四级指标框架及排名与分析
    4.企业资本投入四级指标框架及排名与分析
    5.企业新产品开发四级指标框架及排名与分析
  七、知识产权行政保护三级指标框架及排名与分析
    1.知识产权行政保护三级指标框架及指数排名
    2.专利行政执法四级指标框架及排名与分析
    3.商标行政执法四级指标框架及排名与分析
    4.海关行政执法四级指标框架及排名与分斯
第七章  区域知识产权综合实力进步指标排名与分析
  一、知识产权综合实力进步指标框架
  二、知识产权综合实力进步指标排名与分析
  三、知识产权产出水平进步指标指数与排名
    1.知识产权产出水平进步指标排名与分析
    2.知识产权产出水平进步具体指标分析
  四、知识产权流动水平进步指标与排名
    1.知识产权流动水平进步指标排名与分析
    2.知识产权流动水平进步具体指标分析
  五、知识产权促进经济社会发展进步指标指数与排名
    1.知识产权促进经济社会发展进步指标排名与分析
    2.知识产权促进经济社会发展进步具体指标分析
  六、知识产权创造潜力进步指标指数与排名
    1.知识产权创造潜力进步指标排名与分析
    2.知识产权创造潜力进步具体指标分析
第八章  区域专利指标指数排名与分析
  一、专利指标框架
  二、专利指标指数及排名
  三、专利规模指标指数及排名
  四、专利效率指标指数及排名
  五、专利效益指标指数及排名
  六、专利发展速度指标指数及排名
  七、专利保护指标指数及排名
第九章  区域商标指标排名与分析
  一、商标指标框架
  二、商标指标指数及排名
  三、商标规模指标指数及排名
  四、商标活跃指标指数及排名
  五、商标效益指标指数及排名
  六、商标发展速度指标指数及排名
  七、商标保护指标指数及排名
专题研究一  完善我国的专利制度切实解决“专利泡沫”问题
  一、专利制度概述

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

  二、我国“专利泡沫”情况的分析
  三、我国“专利泡沫”产生的原因
  四、解决“专利泡沫”的基本途径
专题研究二  我国专利资助政策的困境及出路
  一、专利资助政策的发展沿革及其基本内涵
  二、专利资助政策的公共政策分析
  三、专利资助政策的问题及原因
  四、解决专利资助政策弊端的对策
专题研究三  加强知识产权服务业建设——知识产权长足发展的助推器
  一、发展知识产权服务业的重要性
  二、我国知识产权服务业的发展现状
  三、知识产权服务业发展中存在的问题
  四、发展知识产权服务业的对策建议
专题研究四  国家在战略性新兴产业中的知识产权保护政策研究
  一、战略性新兴产业与知识产权保护概述
  二、战略性新兴产业发展中知识产权保护面临的挑战
  三、发展战略性新兴产业的知识产权制度创新与回应
专题研究五  国家在文化产业中的知识产权保护政策研究
  一、文化产业的基本界定
  二、文化产业中的知识产权保护现状——从几个典型案例开始说起
  三、文化产业中的知识产权保护存在的问题及其原因
  四、国家在文化产业中的知识产权保护政策初探
专题研究六  知识产权的“中国特色”研究
  一、知识产权制度建设
  二、知识产权保护
  三、知识产权运用
  四、知识产权文化
  五、科技创新、一体化下的中国知识产权制度发展
专题研究七  主要产业国集成电路布图设计的立法比较研究
  一、主要产业国对集成电路布图设计的立法保护
  二、集成电路布图设计各国（地区）立法保护的比较
附录一  各省（区、市）知识产权综合实力分项指标指数及排名
  （附录）表1—1  北京知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—2  上海知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—3广东知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—4  江苏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—5  浙江知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—6  山东知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—7  天津知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—8  福建知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—9  辽宁知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—10  湖南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—11  湖北知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—12  重庆知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—13  四川知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—14  河南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—15  安徽知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

  （附录）表1—16  陕西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—17  河北知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—18  吉林知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—19  黑龙江知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—20  山西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—21  江西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—22  内蒙古知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—23  海南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—24  广西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—25  云南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—26  贵州知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—27  甘肃知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—28  宁夏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名
  （附录）表1—29  新疆知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—30  西藏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  （附录）表1—31  青海知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
附录二  区域知识产权综合实力评价指标体系设计
附录三  数据处理
附录四  综合评价指数的计算
后记

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<中国知识产权指数报告2011>>

章节摘录

版权页：插图：3.保护期限根据《半导体芯片法》规定，对掩膜作品的保护期限，从保护产生开始，
到第10年的年终。
4.专有权《半导体芯片法》把掩膜作品所有人的权利规定为一种专有权。
受保护的掩膜作品所有人对实施或授权实施下列行为享有专有权：（1）利用光学、电子学或者其他
任何方式复制掩膜作品；（2）进口或者分销含有该掩膜作品的半导体芯片产品；（3）促使或有意导
致他人进行上述行为。
5.对专有权的限制《半导体芯片法》对专有权的限制有三个方面。
一是反向工程。
单纯为了教学、分析或鉴定结合在掩膜作品中的技术概念、或者掩膜作品中使用的电路、逻辑流程、
元件组成的目的而复制掩膜作品的，不视为侵权。
把上述分析、鉴定的结果应用到一个新的具有独创性的掩膜作品中进行制造、分销，也不视为侵权。
二是首次出售。
对掩膜作品所有人制造或经其许可的人制造的某一特定的半导体芯片产品，该产品的所有人不经掩膜
作品所有人授权而进口、分销或以其他方式处置或使用该特定产品，不视为侵权。
三是善意买主。
善意买主在知道该半导体芯片产品中所包含的掩膜作品享受保护之前进口或销售半导体芯片侵权产品
的，不承担侵权责任。
在了解该半导体芯片产品中的掩膜作品受保护之后，对其进口或销售的半导体芯片侵权产品，只负就
每件产品缴纳合理许可使用费的责任。
6.保护请求的登记美国版权法对掩膜作品的保护不是自动产生的。
只有在版权登记处进行登记的掩膜作品才能受到保护。
根据《半导体芯片法》规定，掩膜作品所有人可以向版权登记处申请登记。
在申请登记之前，给予2年的临时保护。
如果首次商业利用之日起2年内未申请登记，则此种保护将终止。
7.掩膜作品标记受保护的掩膜作品的所有人可以在其掩膜作品、掩膜和应用掩膜作品的半导体芯片产
品上作出标记，以提醒他人对上述保护给予适当注意。
掩膜作品标记不构成掩膜作品受保护的条件，但可以构成知道保护存在的初步证据，以对抗自称为善
意侵权的人。
8.专有权的行使及侵权诉讼掩膜作品所有人有权要求禁止侵权产品的进口，并可要求没收进口侵权产
品并加以销毁，还可要求法院下达临时限制令、中间禁令或永久禁令，并责令侵权人赔偿被侵权人的
实际损失。
任何人以商业行为或者影响商业的行为侵犯了掩膜作品所有人的专有权，均应承担侵权责任。
在登记证书颁发以后，受保护掩膜作品的所有人，或者独占许可的被许可人，均有权对于发生在保护
产生以后的侵权行为提起民事诉讼。
在审理期间，法院有权扣押侵权半导体芯片产品。
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编辑推荐

《中国知识产权指数报告2011》：全面分析知识产权各类指标、数据，揭示知识产权发展状况与经济
增长模式，及竞争力水平的关系。
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